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Zo zasadnutia Rady pre odbor habilitacného konania a inaugura¢ného konania Anorganicka
technologia a materidly / Committee for the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Inorganic technology and materials

Zo dna 11.12.2025

Pritomni
prof. Ing. Dusan Galusek, DrSc., Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liska, DrSc., doc. Ing. Robert Klement,
PhD., doc. Ing. Maria Chrom¢ikova, PhD.

Na zéklade vnatorného dokumentu 2-U-013 ,,Pravidla pre vnutorny systém zabezpecenia

a hodnotenia kvality vysokoskolského vzdelavania, tvorivej ¢innosti a d’alSich s nimi stivisiacich
¢innosti na TnUAD v Trencine®, predseda Rady pre odbor habilitacného konania a inaugura¢ného
konania Anorganicka technologia a materialy prof. Ing. Dusan Galusek, DrSc. zvolal zasadnutie,
ktoré sa konalo 11.12.2025

Program:

1. Otvorenie, privitanie ¢lenov Rady pre odbor habilitacného konania a inauguracného konania
Anorganicka technoldgia a materialy

2. Schvélenie dokumentov potrebnych na Gipravu habilitacného konania a inaugura¢ného
konania. Dokumenty na schvalenie: Charakteristika pravy HIK, Vplyv upravy HIK,

VUPCH a VTC.
3. Diskusia
4. Zaver

1. Predseda Rady pre odbor habilitacného konania a inaugura¢ného konania- prof. Ing. Dusan
Galusek, DrSc., otvoril zasadnutie a privital ¢lenov Rady pre odbor habilitacného konania
a inaugura¢ného konania Anorganicka technoldgia a materialy (d’alej len RHIK). Program
rokovania bol bez pripomienok schvaleny.

2. RHIK odsuhlasila dokumenty potrebné na podanie Ziadosti o ipravu odboru habilitaéného
konania a inaugura¢ného konania Anorganicka technologia a materidly a to menovite:
Charakteristiku Upravy HIK, Vplyv Gpravy HIK, VUPCH a VTC prof. RNDr. Karla Macu, Dr.

3. Predseda RHIK podakoval pritomnym za Gcast a ukoncil rokovanie Rady pre odbor habilitatného
konania a inaugura¢ného konania Anorganicka technolégia a materialy.

V Trencine, 11.12. 2025
Zapisala: Schvalil:

Mgr. Michaela Matejova prof. Ing. Dusan Galusek, DrSc.
predseda RHIK



